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Legenda - Resultado Final

e Matriculada/o: Candidatas/os que tiveram a documentacao aprovada.
e Nao Matriculada/o: Candidatas/os que nao tiveram a documentacado aprovada.

e Matricula Condicional: Candidatas/os que tiveram a documentagao aprovada, mas precisam cumprir a condicao indicada na

coluna "Motivos para Matricula Condicional”.
e Ausente: Candidatas/os que nao enviaram documentacao.

Nimero de Cota de Resultado
Nome Inscricao Avaliacao Final
ADRIANA NATALIA ZANDONAI 66.268047 C1 Matriculada/o

ADRIEL TEIXEIRA 66.277272 C1 Matriculada/o

Motivos para Matricula
Condicional



Numero de Cota de Resultado Motivos para Matricula

Nome Inscricao Avaliacao Final Condicional

AMANDA KAROLINA BUENO
GRANDO

ANA PAULA MAFFESSONI SANTANA

CAMILA EDUARDA PADILHA DE
OLIVEIRA

CASSIELE PAULA PANAZZOLO
CRISTIELI OLIVEIRA DA SILVA
EDUARDA ESPOSITO
EDUARDA LANZANA
LEONARDO RUCYSKI GARCIA
LUCAS MENDES SITTA

LUIZE RAFAELI TEBALDI
RUBIA MARCANSONI
SAIONARA ROBERTA PICCOLI
SULMARA KUCZKOWGSKI
TATIANE PAULA TESTOLIN

VERONICA APARECIDA DE SOUSA
CENI

VITORIA THAIS DOS SANTOS
RODRIGUES

66.276335 C1
66.266419 C1
66.275070 C1
66.267650 C1
66.275274 C1
66.275041 C1
66.279056 C1
66.276464 C1
66.271182 C1
66.273252 C1
66.279667 C1
66.275328 C1
66.275341 C1
66.270706 C1
66.281175 C1
66.265947 C1

Matriculada/o

Matriculada/o

Matriculada/o

Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o
Matriculada/o

Matriculada/o

Ausente



Observacoes:

%

Bento Goncalves, 07/02/2024



